Czynniki szkodliwe moggce wystapi¢ podczas studiowania okreslonych kierunkéw studiéow

w roku akademickim 2023/2024

KIERUNEK STUDIOW

CZYNNIKI SZKODLIWE, UCIAZLIWE LUB NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA

ADMINISTRACIA

praca przy komputerze
czynniki psychospoteczne

ANIMACJA KULTURY
| TWORCZEJ
AKTYWNOSCI W SIECI

czynniki psychospoteczne (obcigzenie umystowe, przecigzenie
emocjonalne, stres)

hatas - zwyczajny

praca przy komputerze

wysitek gtosowy

ARCHITEKTURA

hatas, wibracja, zapylenie

ostrza, ostre krawedzie

oswietlenie

maszyny w ruchu

praca z wysokosci

obstuga monitoréw ekranowych, praca przy komputerze
praca w wymuszonej pozycji

praca wymagajgca ruchdw monotypowych koriczyn

ARCHITEKTURA WNETRZ

praca przy komputerze
czynniki psychospoteczne

ASTRONOMIA

| Pracownia fizyczna

promieniowanie laserowe (laser klasy 3R)
wysokie napiecie (do 1 kV)

Il Pracownia fizyczna

promieniowanie laserowe (laser klasy 3R)
promieniowanie jonizujgce (kategoria narazenia B)
wysokie napiecie (do 1 kV)

AUTOMATYKA
| ROBOTYKA

obstuga monitora ekranowego

ruchome elementy urzadzen

poruszajgce sie urzgdzenia mobilne

wysokie napiecia i natezenia pradu elektrycznego

BEZPIECZENSTWO
| HIGIENA PRACY

hatas

wibracje

maszyny w ruchu

praca na wysokosci

zapylenie

promieniowanie x, podczerwone i nadfioletowe
zmienne pole magnetyczne
pole elektromagnetyczne
ultradzwieki

dymy, gazy spawalnicze, spaliny
opary metali

mgta olejowa

obstuga monitoréw ekranowych
praca w wymuszonej pozycji
mikroklimat goracy




— zwigzki nieorganiczne (np. kwasy, zasady, sole nieorganiczne,
tlenki metali i niemetali)
— rozpuszczalniki organiczne (np. chloroform, toluen, octan etylu,
aceton, eter etylowy, etanol)
— kwas octowy, alkohole i aminy
Czas narazenia na ww. zagrozenia odnosi sie do zaje¢ dydaktycznych i
praktyk zawodowych w wymiarze do kilku godzin podczas catego okresu
studiow.

BEZPIECZENSTWO

— zagrozenia zwigzane z obstugg komputera
— czynniki psychospoteczne

NARODOWE )
— czynniki fizyczne: dynamiczne - zwigzane z aktywnoscig ruchowa
podczas pracy (praktyka zawodowa)
BIOLOGIA CZYNNIKI CHEMICZNE:

— zwigzki nieorganiczne (kwasy, zasady, tlenki metali i niemetali)
— rozpuszczalniki organiczne (np. chloroform, ksylen, toluen, octan
etylu, aceton, eter etylowy)
— kwas octowy, alkohole i aminy, formalina, akrylamid
— sole nieorganiczne i ich roztwory
— bromek etydyny
— stezone roztwory: wodorotlenku sodu, kwasu siarkowego, kwasu
azotowego; kwas octowy, metanol; rozpuszczalniki organiczne:
eter dietylowy, chloroform, aceton
CZYNNIKI BIOLOGICZNE:
— borrelia burgdorferi
— motzliwe skazenie bakteriologiczne materiatéw badawczych (w la-
boratorium i w terenie)
— bakterie i grzyby
— alergeny roslinne i zwierzece
CZYNNIKI FIZYCZNE:
— promieniowanie nadfiolet (UV)

BIOMONITORING
| ZARZADZANIE
SRODOWISKIEM

CZYNNIKI CHEMICZNE:
— zwigzki nieorganiczne (kwasy, zasady, tlenki metali i niemetali)
— rozpuszczalniki organiczne (np. chloroform, ksylen, toluen, octan
etylu, aceton, eter etylowy)
— kwas octowy, alkohole i aminy, formalina, akrylamid
— sole nieorganiczne i ich roztwory
— bromek etydyny
— stezone roztwory: wodorotlenku sodu, kwasu siarkowego, kwasu
azotowego; kwas octowy, metanol; rozpuszczalniki organiczne:
eter dietylowy, chloroform, aceton
CZYNNIKI BIOLOGICZNE:
— borrelia burgdorferi
mozliwe skazenie bakteriologiczne materiatéw badawczych (w la-
boratorium i w terenie)
bakterie i grzyby
— alergeny roslinne i zwierzece
CZYNNIKI FIZYCZNE:
— promieniowanie nadfiolet (UV)

BIOTECHNOLOGIA

CZYNNIKI CHEMICZNE:
— zwiazki nieorganiczne, sole nieorganiczne, tlenki metali i nieme-
tali)
— rozpuszczalniki organiczne (np. chloroform, ksylen, toluen, octan
etylu, aceton, eter etylowy)




alkohole i aminy, formalina, akrylamid

sole nieorganiczne i ich roztwory

alkohole

bromek etydyny

stezone roztwory: wodorotlenku sodu, kwasu siarkowego, kwasu
azotowego; kwas octowy, metanol; rozpuszczalniki organiczne:
eter dietylowy, chloroform, aceton

CZYNNIKI BIOLOGICZNE:

borrelia burgdorferi

mozliwe skazenie bakteriologiczne materiatéw badawczych (w la-
boratorium i w terenie)

alergeny roslinne

bakterie i grzyby

CZYNNIKI FIZYCZNE:

promieniowanie nadfiolet UV

BIZNES ELEKTRONICZNY

obstuga monitora ekranowego, wysokie napiecia i natezenia pradu
elektrycznego

BUDOWNICTWO

obstuga monitora ekranowego

narazenie na hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen

narazenie na drgania mechaniczne, wibracje

poruszajgce sie maszyny, urzgdzenia, ruchome elementy urzadzen
narazenie na substancje o dziataniu toksycznym, draznigcym
czynniki psychospoteczne — praca pod presjg, w stresie

COACHING
| DORADZTWO
FILOZOFICZNE

praca przy komputerze,
czynniki psychospoteczne

DZIENNIKARSTWO
| KOMUNIKACIA

praca przy komputerze,
czynniki psychospoteczne

SPOLECZNA
EDUKACIA — czynniki psychospoteczne (obcigzenie umystowe, przecigzenie
ARTYSTYCZNA emocjonalne, ftres)
— hatas - zwyczajny
W ZAKRESIE

SZTUKI MUZYCZNEJ

praca przy komputerze
wysitek gtosowy

EKONOMIA

zagrozenia zwigzane z obstugg komputera
czynniki psychospoteczne

ELEKTROTECHNIKA

obstuga monitora ekranowego

podwyzszony poziom hatasu i drgan mechanicznych
ruchome elementy urzadzan

poruszajgce sie urzagdzenia mobilne

wysokie napiecia i natezenia pradu elektrycznego
podwyzszony poziom pola magnetycznego

ENERGETYKA

poruszajgce sie maszyny i inne urzadzenia (np. pojazdy),

ruchome czesci maszyn i ich oprzyrzagdowania oraz poruszajgce sie
narzedzia

przemieszczajgce sie wyroby, potwyroby, materiaty i surowce




— eksploatowane urzadzenia do przetwarzania, magazynowania,
przesytania i rozdzielania energii i jej nosnikéw

— substancje i materiaty wybuchowe i fatwopalne (paliwa)

— pole lub promieniowanie elektromagnetyczne o czestotliwosci z za-
kresu 0 Hz — 300 GHz

— obstuga monitora ekranowego < 4h

— praktyki w zaktadach zwigzanych w produkcja, przesytem i magazy-
nowaniem energii

FILOLOGIA ANGIELSKA

— praca przy komputerze
— czynniki psychospoteczne

Specjalnosé nauczycielska: w trakcie praktyki zawodowej student moze by¢
narazony na nadmierny wysitek gtosowy

FILOLOGIA FRANCUSKA
Z DRUGIM JEZYKIEM
ROMANSKIM

praca przy komputerze
— czynniki psychospoteczne

FILOLOGIA GERMANSKA

praca przy komputerze
— czynniki psychospoteczne

Specjalnosé nauczycielska: w trakcie praktyki zawodowej student moze by¢
narazony na nadmierny wysitek gtosowy

FILOLOGIA POLSKA

— praca przy komputerze
— czynniki psychospoteczne

Specjalnosé nauczycielska: w trakcie praktyki zawodowej student moze by¢
narazony na nadmierny wysitek gtosowy

FILOLOGIA ROSYJSKA

— praca przy komputerze,
— czynniki psychospoteczne

FILOZOFIA

— praca przy komputerze
— czynniki psychospoteczne

FIZJOTERAPIA

— choroby wirusowe (WZW typ A)

— czynniki alergizujace (lateks, chrom, srodki dezynfekcyjne, odczyn-
niki chemiczne)

— choroby zakazne i pasozytnicze

— zakazenia przenoszone drogg krwi (WZW typ B, C, HIV)

— promieniowanie jonizujgce oraz elektromagnetyczne

— zagrozenia zwigzane z obstugg komputera

— czynniki psychospoteczne

FIZYKA

| Pracownia fizyczna

— promieniowanie laserowe (laser klasy 3R)
— wysokie napiecie (do 1 kV)

Il Pracownia fizyczna

— promieniowanie laserowe (laser klasy 3R)

— promieniowanie jonizujgce (kategoria narazenia B)

— wysokie napiecie (do 1 kV)

— Pracownia dozymetryczna (specjalnosé fizyka medyczna)
— promieniowanie jonizujgce (kategoria narazenia B)

— wysokie napiecie (do 1 kV)

Pracownia biofizyczna i biochemiczna (specjalnos¢ fizyka medyczna)




rozpuszczalniki organiczne (alkohole)

zwigzki nieorganiczne (kwasy, zasady, sole nieorganiczne)
kwasy organiczne (octowy, mréwkowy)

alkohole

Praktyki (specjalnosc fizyka medyczna)

promieniowanie laserowe
promieniowanie nadfiolet (UV)
promieniowanie jonizujgce
pole magnetyczne

FIZYKA MEDYCZNA

| Pracownia fizyczna

promieniowanie laserowe (laser klasy 3R)
wysokie napiecie (do 1 kV)

Il Pracownia fizyczna

promieniowanie laserowe (laser klasy 3R)
promieniowanie jonizujgce (kategoria narazenia B)
wysokie napiecie (do 1 kV)

Pracownia dozymetryczna

promieniowanie jonizujgce (kategoria narazenia B)
wysokie napiecie (do 1 kV)

Pracownia biofizyczna i biochemiczna

Praktyki

rozpuszczalniki organiczne (alkohole)

zwigzki nieorganiczne (kwasy, zasady, sole nieorganiczne)
kwasy organiczne (octowy, mréwkowy)

alkohole

promieniowanie laserowe
promieniowanie nadfiolet (UV)
promieniowanie jonizujgce
pole magnetyczne

GEOINFORMATYKA
| TECHNIKI

obstuga monitora ekranowego
narazenie na hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen
narazenie na drgania mechaniczne, wibracje

SATELITARNE — poruszajace sie maszyny, urzadzenia, ruchome elementy urzadzen
— czynniki psychospoteczne — praca pod presjg, w stresie
GRAFIKA — substancje chemiczne o dziataniu draznigcym, alergizujgcym (m.in.
wodorotlenek sodu, kwas azotowy, benzyna ekstrakcyjna, terpen-
tyna balsamiczna, aceton, wywotywacze, utrwalacze fotograficzne,
farby)
HISTORIA — praca przy komputerze
— czynniki psychospoteczne
Specjalnosé nauczycielska: w trakcie praktyki zawodowej student moze
by¢ narazony na nadmierny wysitek gtosowy
INFORMATYKA — obstuga monitora ekranowego
— okulary wirtualnej rzeczywistosci (zagrozenie dla epileptykéw)
— wysokie napiecia i natezenia pradu elektrycznego
INFORMATYKA — obstuga monitora ekranowego

| EKONOMETRIA




INTELIGENTNE
SYSTEMY MIEJSKIE

— odczynniki chemiczne w laboratoriach kwasy: solny, siarkowy, azo-
towy, wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany,
zwigzki chloru, wskazniki chemiczne np. fenoloftaleina, oranz me-
tylowy, sole metali ciezkich, alkohole)

— kontakt z wodg powierzchniowg i podziemna

— kontakt ze sciekami komunalnymi i przemystowymi

— kontakt odpadami

— kontakt z osadami sciekowymi

— kontakt z gleba

- pyty

— hatas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natezenia hatasu < 85 dB

— obstuga monitora ekranowego < 4h

— wibracje

— ultradzwieki

— poruszajace sie maszyny i inne urzadzenia (np. pojazdy)

— ruchome czesci maszyn i ich oprzyrzagdowania oraz poruszajgce sie
narzedzia

— przemieszczajace sie wyroby, pétwyroby, materiaty i surowce,

— eksploatowane urzadzenia do przetwarzania, magazynowania,
przesytania i rozdzielania energii i jej no$nikdéw

— substancje i materiaty wybuchowe i fatwopalne (paliwa)

— pole lub promieniowanie elektromagnetyczne o czestotliwosci z za-
kresu 0 Hz — 300 GHz

— praktyki na budowie, w laboratoriach , firmach z branzy

INZYNIERIA
BIOMEDYCZNA

— promieniowanie jonizujgce
— czynniki chemiczne o dziataniu uczulajgco-draznigcym, rozpuszczal-
niki organiczne
— kwasy, zasady oraz inne substancje chemiczne (np. leki)
— kontakt z materiatem biologicznym (krew, osocze, tkanki)
o hatas, wibracje
maszyny w ruchu
praca na wysokosci
promieniowanie x, podczerwone i nadfioletowe
zmienne pole magnetyczne
pole elektromagnetyczne
ultradzwieki
obstuga monitoréw ekranowych
praca w wymuszonej pozycji
mikroklimat goracy
zwigzki nieorganiczne (np. kwasy, zasady, sole nieorga-
niczne, tlenki metali i niemetali)
rozpuszczalniki organiczne (np. chloroform, toluen, octan
etylu, aceton, eter etylowy, etanol)
o kwas octowy, alkohole i aminy

O O O O O 0 O O 0 O

O

Czas narazenia na ww. zagrozenia odnosi sie do zaje¢ dydaktycznych i prak-
tyk zawodowych w wymiarze do kilku godzin podczas catego okresu stu-
didw.

INZYNIERIA DANYCH

— obstuga monitora ekranowego

INZYNIERIA LOTNICZA

— hatas

— wibracje

— maszyny w ruchu
— praca na wysokosci
— zapylenie




promieniowanie x, podczerwone i nadfioletowe

zmienne pole magnetyczne

pole elektromagnetyczne

ultradzwieki

dymy, gazy spawalnicze, spaliny

opary metali

mgta olejowa

obstuga monitoréw ekranowych

praca w wymuszonej pozycji

mikroklimat goracy

zwigzki nieorganiczne (np. kwasy, zasady, sole nieorganiczne,
tlenki metali i niemetali)

rozpuszczalniki organiczne (np. chloroform, toluen, octan etylu,
aceton, eter etylowy, etanol)

kwas octowy, alkohole i aminy

Czas narazenia na ww. zagrozenia odnosi sie do zaje¢ dydaktycznych i prak-
tyk zawodowych w wymiarze do kilku godzin podczas catego okresu stu-

didw.

INZYNIERIA
MATERIALtOWA

hatas
wibracje
maszyny w ruchu

I RECYKLING — praca na wysokosci
— zapylenie
— promieniowanie x, podczerwone i nadfioletowe
— zmienne pole magnetyczne
— pole elektromagnetyczne
— ultradzwieki
— dymy, gazy spawalnicze, spaliny
— opary metali
— mgfaolejowa
— obstuga monitoréw ekranowych
— praca w wymuszonej pozycji
— mikroklimat goracy
— zwiagzki nieorganiczne (np. kwasy, zasady, sole nieorganiczne,
tlenki metali i niemetali)
— rozpuszczalniki organiczne (np. chloroform, toluen, octan etylu,
aceton, eter etylowy, etanol)
— kwas octowy, alkohole i aminy
Czas narazenia na ww. zagrozenia odnosi sie do zaje¢ dydaktycznych i prak-
tyk zawodowych w wymiarze do kilku godzin podczas catego okresu stu-
diow.
INZYNIERIA — odczynniki chemiczne w laboratoriach kwasy: solny, siarkowy, azo-
¢RODOWISKA towy, wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany,

zwigzki chloru, wskazniki chemiczne np. fenoloftaleina, oranz me-
tylowy, sole metali ciezkich, alkohole)

kontakt z wodg powierzchniowg i podziemng

kontakt ze $ciekami komunalnymi i przemystowymi
kontakt odpadami

kontakt z osadami Sciekowymi

kontakt z glebg

kontakt z grzybami plesniowymi

kontakt z materiatem roslinnym

pyty

hatas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natezenia hatasu < 85 dB
obstuga monitora ekranowego < 4h




wibracje

ultradzwieki

pole magnetyczne,

pole lub promieniowanie elektromagnetyczne o czestotliwosci z za-
kresu 0 Hz — 300 GHz

praktyki na budowie, w laboratoriach , firmach z branzy inzynieria
sanitarna

JAZZ | MUZYKA

FORMA SPIEW

ESTRADOWA — nadmierny wysitek gtosu
KULTUROZNAWSTWO — praca przy komputerze
— czynniki psychospoteczne

LEKARSKI — choroby wirusowe (WZW typ A)

— czynniki alergizujace (lateks, chrom, srodki dezynfekcyjne, odczyn-
niki chemiczne)

— choroby zakazne i pasozytnicze

— zakazenia przenoszone drogg krwi (WZW typ B, C oraz HIV)

— promieniowanie jonizujgce oraz elektromagnetyczne

— zagrozenia zwigzane z obstugg komputera

— czynniki psychospoteczne

LITERATURA — praca przy komputerze

POPULARNA — czynniki psychospotfeczne

| KREACJE

SWIATOW GIER

LOGISTYKA — zagrozenia zwigzane z obstugg komputera

— czynniki psychospoteczne
— hatas — zwykty (praktyki zawodowe)

MALARSTWO — substancje chemiczne o dziataniu draznigcym, alergizujgcym (m.in.
wodorotlenek sodu, kwas azotowy, benzyna ekstrakcyjna, terpen-
tyna balsamiczna, aceton, wywotywacze, utrwalacze fotograficzne,
farby)

MATEMATYKA — obstuga monitora ekranowego

MECHANIKA — hatas

— wibracje

| BUDOWA MASZYN

maszyny w ruchu

praca na wysokosci

zapylenie

promieniowanie x, podczerwone i nadfioletowe
zmienne pole magnetyczne
pole elektromagnetyczne
ultradzwieki

dymy, gazy spawalnicze, spaliny
opary metali

mgta olejowa

obstuga monitoréw ekranowych
praca w wymuszonej pozycji
mikroklimat goracy




— zwigzki nieorganiczne (np. kwasy, zasady, sole nieorganiczne,
tlenki metali i niemetali)
— rozpuszczalniki organiczne (np. chloroform, toluen, octan etylu,
aceton, eter etylowy, etanol)
— kwas octowy, alkohole i aminy
Czas narazenia na ww. zagrozenia odnosi sie do zaje¢ dydaktycznych i prak-
tyk zawodowych w wymiarze do kilku godzin podczas catego okresu stu-
diow.

OCHRONA
SRODOWISKA

CZYNNIKI CHEMICZNE:
— zwigzki nieorganiczne np. kwasy, zasady, sole nieorganiczne, tlenki
metali i niemetali,
— rozpuszczalniki organiczne np. chloroform, toluen, octan etylu,
aceton, eter etylowy
— kwas octowy, alkohole i aminy
CZYNCZYNNIKI BIOLOGICZNE:
— mozliwe skazenie bakteriologiczne materiatéw badawczych

PEDAGOGIKA

— czynniki psychospoteczne (obcigzenie umystowe, przecigzenie
emocjonalne, stres)

— hatas - zwyczajny

— praca przy komputerze

— wysitek gtosowy

PEDAGOGIKA
PRZEDSZKOLNA
| WCZESNOSZKOLNA

— czynniki psychospoteczne (obcigzenie umystowe, przecigzenie
emocjonalne, stres)

— hatas - zwyczajny

— praca przy komputerze

— wysitek gtosowy

PEDAGOGIKA
SPECJALNA

— czynniki psychospoteczne (obcigzenie umystowe, przecigzenie
emocjonalne, stres)

— hatas - zwyczajny

— praca przy komputerze

— wysitek gtosowy

PIELEGNIARSTWO

— czynne uczestnictwo w programowych zajeciach praktycznej nauki
zawodu pielegniarki zwigzane z nadmiernym wysitkiem fizycznym,
obcigzeniem psychicznym, oraz szkodliwymi czynnikami biologicz-
nymi i chemicznymi mogacymi wystgpi¢ w placéwkach opieki zdro-
wotnej

POLITOLOGIA

— czynniki psychospoteczne (obcigzenie umystowe, przecigzenie
emocjonalne, stres)

— praca przy komputerze

— statyczne - wywotane dtugotrwatym napieciem miesni spowodo-
wanym utrzymywaniem ciata lub przedmiotéow w tej samej, zwtasz-
Cza wymuszonej pozycji

POLOZNICTWO

— czynne uczestnictwo w programowych zajeciach praktycznej nauki
zawodu pielegniarki zwigzane z nadmiernym wysitkiem fizycznym,
obcigzeniem psychicznym, oraz szkodliwymi czynnikami biologicz-
nymi i chemicznymi moggcymi wystgpi¢ w placdwkach opieki zdro-
wotnej

PRACA SOCJALNA

— czynniki psychospoteczne (obcigzenie umystowe, przecigzenie
emocjonalne, stres)
— praca przy komputerze




statyczne - wywotane dtugotrwatym napieciem miesni spowodo-
wanym utrzymywaniem ciata lub przedmiotéow w tej samej, zwtasz-
Cza wymuszonej pozycji

PRAWO

zagrozenia zwigzane z obstugg komputera
czynniki psychospoteczne

PROJEKTOWANIE
SPOLECZNE

czynniki psychospoteczne (obcigzenie umystowe, przecigzenie
emocjonalne, stres)

praca przy komputerze

statyczne - wywotane dtugotrwatym napieciem miesni spowodo-
wanym utrzymywaniem ciata lub przedmiotdw w tej samej, zwtasz-
Cza wymuszonej pozycji

PSYCHOLOGIA

czynniki psychospoteczne (obcigzenie umystowe, przecigzenie
emocjonalne, stres)

hatas - zwyczajny

praca przy komputerze

wysitek gtosowy

RATOWNICTWO
MEDYCZNE

choroby wirusowe [WZW typ A)

czynniki alergizujace (lateks, chrom, srodki dezynfekcyjne, odczyn-
niki chemiczne)

choroby zakazne i pasozytnicze

zakazenia przenoszone drogg krwi (WZW typ B, C oraz HIV)
promieniowanie jonizujgce oraz elektromagnetyczne

zagrozenia zwigzane z obstugg komputera

czynniki psychospoteczne

RESOCJALIZACIA
Z KRYMINOLOGIA

czynniki psychospoteczne (obcigzenie umystowe, przecigzenie
emocjonalne, stres)

hatas - zwyczajny

praca przy komputerze

wysitek gtosowy

choroby wirusowe (WZW typ A)

czynniki alergizujgce ( odczynniki chemiczne)

choroby zakazne i pasozytnicze

zakazenia przenoszone droga krwi (WZW typ B, C, HIV)

SOCJOLOGIA

czynniki psychospoteczne (obcigzenie umystowe, przecigzenie
emocjonalne, stres)

praca przy komputerze

statyczne - wywotane dtugotrwatym napieciem miesni spowodo-
wanym utrzymywaniem ciata lub przedmiotéw w tej samej, zwtasz-
Cza wymuszonej pozycji

SZTUKI WIZUALNE

substancje chemiczne o dziataniu draznigcym, alergizujgcym (m.in.
wodorotlenek sodu, kwas azotowy, benzyna ekstrakcyjna, terpen-
tyna balsamiczna, aceton, wywotywacze, utrwalacze fotograficzne,
farby)

TURYSTYKA | REKREACIJA

wzmozona aktywnosé fizyczna,

ekspozycja na czynniki atmosferyczne (zajecia w terenie)
zagrozenia zwigzane z obstugg komputera

czynniki psychospoteczne




SPORT

czynne uczestnictwo w programowych zajeciach zwigzanych ze
wzmozonym wydatkiem energetycznym i wysitkiem fizycznym oraz
zrdznicowang temperaturg i wilgotnoscig powietrza

hatas

czynniki psychospoteczne

ZARZADZANIE

zagrozenia zwigzane z obstugg komputera
czynniki psychospoteczne

ZARZADZANIE
I INZYNIERIA PRODUKCJI

poruszajgce sie maszyny i inne urzadzenia (np. pojazdy), ruchome
czesci maszyn i ich oprzyrzgdowania oraz poruszajgce sie narze-
dzia, przemieszczajace sie wyroby, pétwyroby, materiaty i surowce
eksploatowane urzadzenia do przetwarzania, magazynowania
przesyfania i rozdzielania energii i jej nosnikéw

substancje i materiaty tatwopalne (paliwa)

pole lub promieniowanie elektromagnetyczne o czestotliwosci z
zakresu 0 Hz — 300GHz

obstuga monitoréw ekranowych

ZYWIENIE CZLOWIEKA
| DIETOTERAPIA

CZYNNIKI CHEMICZNE:

zwigzki nieorganiczne np. kwasy , zasady sole; rozpuszczalniki nie-
organiczne np. chloroform, octan etylu, aceton, eter etylowy, for-
maldehyd, etanol; kwas octowy, aminy, alkohole

wskazniki pH (np. btekit bromotymolowy, czern eriochromowa, fe-
noloftaleina, lakmus, oranz metylowy)

CZYNNIKI BIOLOGICZNE:

mozliwe skazenie bakteriologiczne materiatdéw badawczych

CZYNNIKI FIZYCZNE:

promieniowanie nadfiolet (UV)




